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Abstract (en)
Formed in a first structural component (6), a cooling gas channel (19) links a first hollow area (9) to a second hollow area (10). On a side of a power
plant opposite from the second hollow area there is a second structural component (16) that separates the first hollow area from a third hollow area
(12). The second structural component can be adjusted in an adjusting area.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kuhleinrichtung (17) zum Versorgen eines ersten Hohlraums (9) mit einem Kihlgas, insbesondere in
einer Gasturbine einer Kraftwerksanlage, umfassend einen Kiihigaskanal (19), der in einem ersten Bauteil (6) ausgebildet ist und den ersten
Hohlraum (9) mit einem zweiten Hohlraum (10) verbindet. An einer vom zweiten Hohlraum (10) abgewandten Anlageseite (15) liegt ein zweites
Bauteil (16) an und trennt den ersten Hohlraum (9) vom einem dritten Hohlraum (12). Das zweite Bauteil (16) ist in einem Verstellbereich
verstellbar. Zur Verbesserung der Kihlwirkung ist ein Mindungsbereich (20) des Kiihlgaskanals (19) so dimensioniert und positioniert, dass sein
Mundungsquerschnitt (21) aus dem Verstellbereich herausragt, derart, dass er in jeder Stellung des zweiten Bauteils (16) zumindest mit einem
vorgegebenen Mindestquerschnitt offen ist. <IMAGE>
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